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Znane sa rézne sposoby wytwarzania
kwasu podchlorawego oraz jego roztwo-
réow wodnych, przyczem kilka z tych spo-
sobow jest stosowanych w przemysle, np.
mozna wytwarzaé na skale¢ przemyslowa
roztwor kwasu podchlorawego, dzialajac
kwasami nieorganicznemi na roztwory pod-
chlorynéw, albo tez, wedlug patentu nie-
mieckiego Nr 306193, mozna odzialywaé w
sposob ciagly chlorem na roztwér sody.

Wiadomo roéwniez, ze dzialanie chloru
na podchloryny powoduje miedzy innemi
powstawanie kwasu podchlorawego. Jed-
nak ten sposéb nie znalazt dotychczas za-
stosowania w przemysle, poniewaz, jak to
wynika z prac, ogloszonych na ten temat,
kwas podchlorawy, wywiazujacy sie pod-

czas procesu, wywiera dzialanie utleniaja-
ce na podchloryn, ktéry jeszcze nie wszedt
w reakcj¢, i powoduje wytwarzanie sie
chloranu, zgodnie z réwnaniem:

CIO* + 2HCIO = 2H' + 2CI' 4 CIO",,

wolne za$ jony chloru rozkladaja zkolei
wytworzony kwas podchlorawy zgodnie z
réwnaniem:

CI' + 6HCIO — CIO*, + 3Cl, + 3H,0.

Zatem dziatanie chloru, np. na podchloryn
wapniowy, prowadzi w ostatecznym wyni-
ku do wytworzenia si¢ chloranu wedlug
réwnania:

Ca(CIO), + 8HCIO — Ca(CIO,) ,+ 4H,0.
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Przedmiotem niniejszego, wymalazku
jest sposob,. majacy na celu-psynigcie szko-
dliwych reai?c}a r ]’WP“M
wodowaé czestokroé znaczne zmniejszenie
wydajnosci chloru czynnego w stosunku do
uzytej ilosci chloru pierwiastkowego; spo-
s6b wedlug wynalazku pozwala na osia-
gnigcie wydajnosci prawie 100% przy cig-
glej pracy. W tym celu wedtug wynalazku
bierze si¢ do reakcji, z jednej strony, pew-
ng ilos¢ roztworu albo zawiesiny wodne;j
podchlorynu, ‘wodoretlenku potasowca lub
wapniowca, mieszaniny roztworu podchlo-
rynu sodowego z sodq kaustyczng, roz-

tworu podchlorynu wapniowego i wodoro-

tlenku wapniowego albo wodnej zawiesiny
chlorku wapna, z drugiej zas strony, réwno-
wazna lub prawie rownowazna ilosé chloru,
w takich warunkach, zeby po uptywie krot-
kiego czasu chlor przereagowal réwnomier-
nie i calkowicie, przyczem tak dobrane ilo-
$ci chloru i cieczy s3 doprowadzane w spo-
s6b ciagly i prawidlowy, ilo§é zas chloru,
jak i steZenie cieczy sg dobrane w ten spo-
sob, aby zawartosé czynnego chloru w wy-
plywajacej cieczy korficowej nie przekra-
czala (najlepiej) 22 do 24 g w litrze. Jest
przytem bez znaczenia, czy chlor jest wpro-
wadzany w tym samym kierunku co ciecz,
czy tez w kierunku przeciwnym.

Bardzo korzystny sposéb absorbcji pole-
ga na ciaglem skrapianiu wiezy absorbcyj-
nej, wypelnionej cialami wypelniajacemi,
doktadnemi dawkami roztworu lub zawie-
siny, przeznaczonej do reakcji, oraz na cia-
gtem wprowadzaniu od doty, t. j. w kierun-
ku przeciwnym do kierunku przeplywu cie-

‘czy, chloru, rowniez w ilosciach doktadnie

dawkowanych, przyczem roztwér kwasu
podchlorawego wycieka w sposéb ciagly u
podstawy wiezy absorbcyjnej. Wedlug in-
nego przyktadu postepowania ciecz i chlor,

‘w ilosciach doktadnie odmierzonych, pro-

wadzi si¢ w sposéb ciggly i w tym samym
kierunku przez wurzadzenie absorbcyjne,
np. przez wezownicg, zaopatrzong u wej-

torny¢H, ktére moga spo- -

scia w plytke rozdzielcza albo posiadajaca
ciala wypelniajace, przyczem gotowy kwas
podchlorawy wycieka w sposéb ciagly
przez otwor wyjsciowy wezownicy.

Jako ciecz wyjsciowa mozna stosowaé
roztwory podchlorynéw albo wodorotlen-
kéw potasowcow lub wapniowcéw, zawie-
siny tych ostatnich albo mieszaniny kilku
wymienionych substancyj, np. mieszanine
sody kaustycznej z roztworem podchlory-
nu sodowego, mieszaning mleka wapienne-
go z roztworem podchlorynu wapniowego.
Mozna rowniez uzywaé jako cieczy wyj-
$ciowej wodnej zawiesiny chlorku wapna.

* Przyklad I. Do wiezy absorbcyjnej,
zasilanej regularnie 223 1 na godzing roz-
tworem podchlorynu wapniowego, zawiera-
jacym 12,2 g chloru czynnego w litrze,
wprowadza si¢ regularnie od dotu, t. j. w
przeciwpradzie do $ciekajacej cieczy, 2,34
kg chloru na godzing. U podstawy wiezy
wycieka regularnie 224 1 na godzing roz-
tworu kwasu podchlorawego, o mianie
22,5 g chloru czynnego na litr, co odpowia-
da wydajnosci 99,2% chloru czynnego.

Przyklad II. W wezownicy, zasilanej
regularnie 20 m® na godzing roztworu pod-
chlorynu wapniowego, zawierajacego 10,0 g
chloru czynnego na litr, wprowadza sig¢ re-
gularnie w miejscu wejscia roztworu pod-
chlorynu wapniowego, t. j. w kierunku prze-
ptywu roztworu, 200 kg chloru na godzine.
Wycieka regularnie na godzing 20,09 m?
roztworu kwasu podchlorawego o zawarto-
sci 19,8 g chloru czynnego na litr, co odpo-
wiada wydajnosci chloru czynnego 99%.

Przyktad III. Do wiezy absorbcyjnej,
zasilanej regularnie zawiesing wodng mle-
ka wapiennego, zawierajacego 8,4 ¢ CaO na
litr, w ilosci 800 litréow na godzine, wpro-
wadza si¢ regularnie od dolu, t. j. w kie-
runku odwrotnym do kierunku przeptywu
mleka wapiennego, 16,27 kg chloru na go-
dzing. U podstawy wiezy wycieka regular-
nie 803,6 lifra na godzine roztworu kwasu
podchlorawego o zawartosci 20,0 ¢ chloru



czynnego na litr, co odpowiada wydajnosci
chloru czynnego 98,8%.

Zastrzezenia patentowe.

1. Sposéb ciggly wytwarzania kwasu
podchlorawego, znamienny tem, ze na cia-
gly strumieni roztworéw podchlorynéw po-
tasowcow albo wapniowcéw oddziatywa sie
regularnie i szybko réownowaznemi lub pra-
wie rownowaznemi ilosciami chloru, pty-
nacego w takim samym lub przeciwnym
kierunku, przyczem wytwarzany kwas pod-
chlorawy jest ciggle usuwany.

2. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-

ny tem, Ze zamiast roztworéw podchlory-
néw uzywa si¢ do reakcji roztworéw lub
zawiesin wodorotlenkéw potasowcow lub
wapniowcow.

3. Sposéb wedtug zastrz. 1 i 2, zna-
mienny tem, Ze zamiast okreslonych powy-
zej roztworéw lub zawiesin stosuje sie ich
mieszaniny.

4. Sposéb wedlug zastrz. 1, znamien-
ny tem, Ze jako cieczy wyjsciowej uzywa
si¢ wodnej zawiesiny chlorku wapna.

Solvay & Cie.
Zastepca: Inz. M. Brokman,
rzecznik patentowy.

Druk L. Boguslawskiego i Ski, Warszawa.
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